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Resumen:

El proyecto tiene como objetivo estudiar las posibilidades de sintesis de nanohilos de
silicio mediante evaporacién térmica y pulverizacion catédica. Con estas técnicas se
pretende lograr un crecimiento aditivo en un escenario VLS (Vapor Liquid Solid). Se
han utilizado obleas de silicio recubiertas de oro o aluminio como catalizador,
sometidas a un tratamiento térmico para lograr una aleacion eutéctica.

Se han realizado 19 ensayos variando los parametros experimentales, y se han
obtenido 44 muestras diferentes, caracterizadas mediante SEM.

Después de un estudio exhaustivo no se ha podido hacer crecer nanohilos de silicio,

confirmando la dificultad de su obtencion con las técnicas propuestas.

Resum:

El projecte té com objectiu estudiar les posibilitats de sintesi de nanofils de silici
utilitzant técniques d’evaporacio térmica i polvoritzacié catodica. Amb aquestes
técniques es pretén aconseguir un creixement additiu en un escenari VLS (Vapor
Liquid Solid). S’han utilitzat oblees de silici recobertes d’or o alumini com a
catalitzador, sotmeses a un tractament termic per aconseguir un aliatge eutéctic.

S’han realitzat 19 assajos variant els parametres experimentals, i s’han obtingut 44
mostres diferents, caracteritzades per SEM.

Despres d’'un estudi exhaustiu no s’han pogut fer créixer nanofils de silici, confirmant la

dificultat de la seva obtencié amb les técniques proposades.



